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Abstract (en)

[origin: ES8601339A1] Process is carried out by relatively moving the strip as cathode rapidly passed a metal cylinder as anode. A gap is created
between the two into which continually fresh electrolyte is directed. - The gap between the strip and anode is adjusted by changing the relative
speed of the two and by changingthe strip tension. It is adjusted to be 2mm. The elecrolyte in the gap can be exposed to an electric or magnetic field
to improve the precipitation of the metal on the strip.

[origin: ES8601339A1] Process is carried out by relatively moving the strip as cathode rapidly passed a metal cylinder as anode. A gap is created
between the two into which continually fresh electrolyte is directed. - The gap between the strip and anode is adjusted by changing the relative
speed of the two and by changingthe strip tension. It is adjusted to be 2mm. The elecrolyte in the gap can be exposed to an electric or magnetic field
to improve the precipitation of the metal on the strip.

Abstract (de)

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum kontinuierlichen elektrolytischen Abscheiden von Metallen aus wassrigen
Ldsungen der Metallsalze auf Metallband unter Anwendung einer hohen Strdémungsgeschwindigkeit des Elektrolyten zwischen Anode und

Kathode zur Erreichung hoher Stromdichten bei niedrigen Spannungen, insbesondere zum elektrolytischen Beschichten von Stahlband mit
Nichteisenmetallen, vorzugsweise Zink. Um insbesondere bei einer einseitigen Bandbeschichtung einen sehr geringen Abstand zwischen der Anode
und Kathode einstellen und regeln zu kénnen, geringe Spannungsverluste im Elektrolyten und dementsprechend eine geringere Warmeentwicklung
zu erzielen, einen sehr schnellen Austausch des Elektrolyten im Spalt zwischen der Anode und der Kathode herbeizufiihren, eine hohe Stromdichte
zu erreichen und schlieBlich durch eine sehr geringe Zugspannung des zu beschichtenden Bandes die technologischen Werte des Bandes nicht zu
beeintrachtigen, wird vorgeschlagen, daf3 das Metallband als Kathode an einer sich bewegenden Anode vorbeigefihrt und in den zwischen Anode
und Kathode gebildeten Spalt standig frische Elektrolytldsung eingeflhrt wird.
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